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A disciplina trata de processos de modificacdo de superficies e de suas aplicagoes,
relacionando seus avangos tecnologicos obtidos no processamento. Aborda o estado da
arte na area de nanotecnologia aplicada aos setores nano e microeletrénica, espacial,
automobilistica, saude. Sao abordados aspectos com relagdo aos processos de
deposicdo, corrosdo e funcionalizacdo de materiais. As principais técnicas de
caracterizagao de superficies também sio abordadas.

Conteudo Programatico:

Propriedades superficiais dos materiais.

Processos de nucleacao e crescimento de filmes finos.

Fundamentos sobre ciéncia e tecnologia de plasma.

Processos de deposicao: PVD, PECVD, ALD, lon-Beam.

Processos termoquimicos: nitretagcao e carbonitretacao a plasma.

Pulverizagao catédica.

Processos de corrosao de filmes finos: Reactive lon Etching.

Funcionalizag&o de superficie por tecnologia de plasma.

Caracterizagado e analise de superficies: rugosidade, adesao, angulo de contato,
energia de superficie.
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Critério de Avaliacgao:
Segundo Regulamento Geral da Pés-Graduacéao Stricto Sensu, Art. 98, “Sera considerado
aprovado o aluno que obtiver, em cada disciplina obrigatéria, optativa e nas atividades
programadas o conceito final “A”, “B” ou “C”, conforme relagédo de conceitos a seguir:

| - A — excelente: corresponde as notas no intervalo entre os graus 9 e 10;

Il - B — bom: corresponde as notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;

[ll - C — regular: corresponde as notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;

IV - R — reprovado: corresponde as notas no intervalo entre os graus O e 6,9”
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